
人材育成委員会

・・・・・人材を育てる！委員会
時代や会員の要求にかなった研修会を企画し、
経験のある先輩たちが、その知識を後輩たちに
伝授する形で、研修会は作られています。
より良い研修会や研修活動ができるように、
人材育成委員・人材育成Ｇ・運営スタッフが連携し、
力を合わせて活動しています。

目的
※知財人材を育てる豊富な研修会の提供
※会員の、会員による、会員のために！
※グローバル人材の育成
※知財リーダーの育成

組織

2014年度のトピックス

委員長 委員長会／正副委員長会

第１小委員会

第２小委員会

第３小委員会

第４小委員会

：関東研修会担当

：関西・東海研修会担当

：経営層・知財リーダー育成研修会担当

：海外研修会担当

Ｂ（初級）コースの改編検討： 特許/実案/意匠、商標、法務契約、特許調査に分割し、受講者の実務に応じ、
分野を選択できるようにします。内容充実とともに、より実務者に役立つコマ数
にしました。また、知財再配属者や新規知財マネージャーが、知財を学び直す
きっかけとなる内容としてあります。

Ｔ（経営感覚人材育成）コース： T1(知財変革リーダ育成研修）は、講義研修のカリキュラムを見直し、講師
陣を一新しました。また、来年度はさらなる充実を図り、「知財変革リーダ」の
育成を目指します。

Ｆ（海外研修）コース： Ｆ３「ｱｼﾞｱの知的財産事情の研修」及びＦ４「欧州における特許制度、法規、判例
および模擬異議申立審理の研修」を実施しました。2015年度は、Ｆ２「米国特許制度、
法規および模擬裁判の研修」及びＦ５「中国知的財産制度、法規の研修」を実施しま
す。また、インド、アセアン諸国についての研修を検討しています。

「交渉学」を新設： 今まで臨時研修会で実施していました交渉学を定例化しました。
交渉学の研修会は、臨時研修会時代から定員オーバーするほどの人気研修会です。
Ｃ（中級）コースにＣ１５「交渉学（入門）」、Ｄ（上級）コースにＤ１５「交渉学（応用）」を
設置しました。

技術者向け充実： 共同開発、権利の活用または海外展開にあたり、中堅技術者に知的財産知識が
要求される機会が増えています。そこで、技術経験５～１０年の中堅技術者向けに、
Ｇ２Ｘ「中堅技術者のための知的財産Advance講座」を新設しました。



技術者

Ｅ１（研究）コース
特・実判決例の研究

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
人材

経営層
リーダー

特許
担当人材

商標担当
人材

契約・法務
担当人材

Ｔ１（経営感覚人材育成）コース
知財変革ﾘｰﾀﾞｰ育成研修

Ｔ２（経営感覚人材育成）コース
知財戦略ｽﾀｯﾌ育成研修

Ｓ（総合）コース
知的財産権と企業経営

Ａ（入門）コース
企業活動と知的財産権／特許・実用新案制度／外国特許制度／意匠制度／商標制度／知的財産契約概要／著作権制度／不正競争防止法・独占禁止法

Ｆ（海外現地研修）コース
米国・中国・ｱｼﾞｱ・欧州・インド

ＷＵ２１（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）コース
米国特許訴訟

ＷＵ１（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）コース
米国特許制度

ＷＥ１（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）コース
欧州特許制度

ＷＡ２１（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）コース
ｱｼﾞｱの知的財産

ＷＡ１（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）コース
ｱｼﾞｱの特許制度

ＷＷＣ（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）コース
国際特許制度と外国特許基礎

Ｅ７（研究）コース
特許事例の研究

ＷＷ２６（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）コース
国際契約

Ｄ３（上級）コース
商標・不競法審判判決例と

企業に於ける対応

Ｃ２（中級）コース
意匠法

Ｃ３（中級）コース
商標法

Ｃ５（中級）コース
契約の基礎及び実務

Ｄ６（上級）コース
特許侵害訴訟

Ｄ１（上級）コース
特・実・審判・審決取消訴訟

Ｅ８（研究）コース
英文明細書の書き方

Ｂ（初級）コース

Ｂ５（知財法務基
礎）コース

知的財産権を巡る法律基
礎／知財契約基礎／知財
紛争への基礎実務対応

Ｂ１（特許・実案・
意匠基礎）コー

ス
特許実案基礎実務／特許

の権利活用
外国特許基礎実務／意匠

基礎実務

Ｂ３（商標基
礎）コース

国内外商標基礎実務
商標を巡る紛争・訴訟
への基礎実務対応

ＷＷ３（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）コース
外国商標

意匠担
当人材

Ｄ１５（上級）コース
交渉学

Ｃ１５（中級）コース
交渉学入門

Ｃ７（中級）コース
民事訴訟法概要

Ｃ１１（中級）コース
著作権法

Ｃ１０（中級）コース
不正競争防止法
と独占禁止法

Ｃ６（中級）コース
民法概要

特許情報
実務者

新入社員

Ｒ１Ａ「中国知的財産制度概要」

Ｒ１Ｂ「中国特許制度」

Ｒ３７「韓国･台湾における特許取
得上の留意点」

Ｒ４１「化学系中国語ｸﾚｰﾑ読解講
座」

Ｒ５２「中国の特許制度および知
財を巡る諸問題と実務対応」

Ｒ５３「特許訴訟
からみた特許
明細書の在り

方」

Ｒ１６「中国特許調査講座」

Ｒ８「知財技術ｽ
ﾀｯﾌのための初
歩的な国内中

間処理」

Ｒ２８「国際ﾗｲｾﾝｽ契約書ﾄﾞﾗﾌﾃｨﾝ
ｸﾞ講座」

Ｒ３６「ｱｼﾞｱ新興国と
の技術ﾗｲｾﾝｽ契約」

Ｒ６「技術者のため
の特許情報」

Ｒ１５「欧州における知財の最新
動向について」

Ｒ４Ａ「米国特許をうま
く取得する方法」

Ｒ４Ｂ「欧州特許を取
得する方法」

Ｒ３２「外国不正競争
防止法」

Ｒ３４「知財実務に於
ける民法」

Ｔ３（経営感覚人材育成）コース
企業若手知的財産要員育成研修

Ｒ５０「技術者のための
知的財産基礎講座」

Ｒ３３「知財・技
術者のための
国内拒絶理由
実務講座」

Ｒ４３「特許侵害訴訟
の効果的な実践と具

体的対応」

Ｒ４０「特許審決取消
訴訟と審判決例」

Ｒ７「知財高裁重
要判例解説と日
本の知財裁判の

あり方」

Ｒ１２「わかりやす
い特許判例の読

み方」

Ｒ３１「交渉学（応用）」

人材の育つ“木”

Ｃ９Ｂ（中級）コース
化学分野における
実践特許調査

Ｃ９Ｅ（中級）コース
特許情報システムの

導入と活用

Ｃ９Ａ（中級）コース
特許情報と特許調査（実践）

Ｃ８（中級）コース
明細書の書き方

Ｃ１（中級）コース
特許法・実用新案法

Ｇ（技術部門）コース
中堅技術者のための知的財産Ｂａｓｉｃ講座

中堅技術者のための知的財産Ａｄｖａｎｃｅ講座
本質を考えた発明説明書の書き方演習

Ｇ（技術部門）コース
技術系新入社員のためのＩＰマナー講座

新人／異動知財担当者
新人マネージャー

Ｂ９（特許情報と特
許調査）コース

基礎
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